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Abstrakt

Predkladana prace je zamétena na studium interakce rhodia a oxidu ceru a jeji vliv na jejich
reaktivitu. Dva druhy systémt, Rh/CeOx a Rh-CeOy, byly charakterizovany pomoci metod
fotoelektronové spektroskopie a teplotné programovanych reakci. Rh/CeOy znaci systém
slozeny z rhodiovych nanocastic nesenych tenkou vrstvou oxidu ceru. V této praci ukazujeme,
7ze dochazi k elektronické interakci a pfenosu naboje mezi rhodiem a oxidem ceru. Tato
interakce zavisi na mife redukce oxidu ceru, a pfitom znacéné ovliviiuje reaktivitu celého
systému. Rh-CeOy oznacuje tenké vrstvy oxidu ceru dopované rhodiem. V ramci této prace
byly charakterizovany vlastnosti vrstev s riznymi koncentracemi rhodia. Ukazujeme, Ze
struktura, sloZeni a reaktivita téchto systému je zna¢né zavisla na koncentraci rhodia ve vrstvé
oxidu ceru.



